研磨抛光的工艺流程
振动研磨抛光的工艺流程
   一 基本原则

    1 按照由粗到细,由平到光程序。

    2 义齿规定标准数值不发生改变。

    3 防止义齿损坏变形。

    4 用力得当。

    二 基本原理 

    1 打磨：包括切削研磨两个步骤：

    切削：主要利用口腔专用各种形态,粒度较粗磨头,钻针修整物体表面外形,以减少物体体积或改变其外形加工过程。

    研磨：指用粒度较细,外形较精制磨具对物体表面进行平整,以减少物体表面粗糙度加工过程。

    2 抛光：磨光基础上,对物体表面进行光亮化处理 .包括机械抛光电解抛光.

